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(54) Title: RESPIRATOR MASK 

(54) Bezeichnung: BEATMUNGSMASKE 

(57) Abstract 

The invention relates to a respirator mask 
(2) which can be repeatedly fitted to different 
facial shapes. The mask is comprised of a 
mask base body (4) and a supporting structure 
(12, 17, 18) which supports the mask base body 
(4). The supporting structure can be repeatedly 
deformed in a ductile manner at temperatures 
above a certain marginal temperature in such a 
way that the respirator mask (2) can be fitted to 
different facial shapes. 

(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft eine Beatmungs- 
maske (2), die wiederholt an verschiedene 
Gesichtsformen anpaBbar ist. Sie besteht aus 
einem Maskengrundkorper (4) und einer den 
Maskengrundk6rper (4) tragenden Sttttzstruktur 
(12, 17, 18), die oberhalb einer bestimmten 
Grenztemperatur wiederholt plastisch 
verformbar ist, so daB die Beatmungsmaske (2) 
an verschiedene Gesichtsformen anpaBbar ist. 
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Beatmungsmaske 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Beatmungsmaske, die 
an verschiedene Gesichtsformen mehrfach anformbar ist. 

Herkommliche Beatmungsmasken bestehen im allgeraeinen aus 
einem Maskenteil, der Uber die Nase und/oder den Mund eines 
zu beatmenden Patienten gebracht wird, einem 
Beatmungsschlauch zur Bereitstellung von Beatmungsluf t 
und/oder zum Abtransport von ausgeatmeter Luft und 
Befestigungsmitteln zum Befestigen der Beatmungsmaske am 
Patienten. Der Maskenteil selbst weist einen relativ 
flexiblen Randbereich, der durch einen entsprechenden 
Anprelidruck an die Gesichtsform eines Patienten andrUckbar 
ist, und einen im Vergleich zu diesem Randbereich relativ 
steifen Mittelbereich auf, an dem z.B. der Beatmungsschlauch 
sowie Bef estigungsbander befestigt sind. 

Herkommliche Beatmungsmasken dieser Art haben insbesondere 
den Nachteil, dafi zum Erreichen einer guten Paflform und zum 
Abdichten des Randbereiches der Maske am Gesicht eines zu 
beatmenden Patienten ein relativ grofter Anprefldruck 
erforderlich ist, was beim Tragen der Maske beim Patienten 
unter Umstanden zu Beschwerden, wie z.B. Kopf schmerzen, Druck 
oder Wundstellen, fiihren kann. Ein weiterer Nachteil der 
herkommlichen Beatmungsmaske besteht darin, daft sie aus 
verschiedenen Materialien gefertigt werden muft, um einerseits 
den tragenden Mittelbereich und andererseits den flexiblen 
Randbereich der Maske bereitstellen zu konnen. Ferner ist es 
bei herkdmmlichen Beatmungsmasken schwierig, die Maske an 
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verschiedene Kopfgroften anzupassen, weil durch den steifen 
Mittelbereich des Maskenteils bereits eine bestimmte Form und 
Grofte des Nasen- und/oder Mundteils vorgegeben ist, so dad 
sich der Randbereich unter Umstanden auch bei einem grofien 
Anprelidruck nicht mehr vollstandig an das Gesicht des 
Patienten anlegt. 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine 
verbesserte Beatmungsmaske zur Verfugung zu stellen. Diese 
Aufgabe wird mit den Merkmalen der Anspriiche gelost. 

Dabei geht die Erfindung von dem Grundgedanken aus, daft die 
tiber die Nase und/oder den Mund eines Patienten anlegbare 
Beatmungsmaske zumindest im Randbereich aus einem 
verformbaren Werkstoff besteht, der von einer Stutzstruktur 
(Stutzrahmen oder -element) getragen wird, die bei ublichen 
Umgebungstemperaturen steif ist, jedoch bei 

Temperaturerhohungen plastisch verformbar ist. Dadurch kann 
die fur die Anpassung an die Gesichtsform des Patienten 
relevante Form der Beatmungsmaske bei einer erhohten 
Temperatur wiederholt verandert werden, urn so die 
Beatmungsmaske jeweils an verschiedene Gesichtsf ormen der 
Patienten anpassen zu konnen. 

Vorteilhaft an der erf indungsgemafien Beatmungsmaske ist 
insbesondere, daB die Maske wiederholt plastisch verformbar 
ist, urn sie an verschiedene Gesichtsf ormen anzupassen, daft 
der Tragekomfort erhoht wird, d.h. eine bessere Pafiform bei 
gleichzeitig geringerem Anprelidruck gewahrleistet wird, dafl 
die Maske wahlweise nur aus einem Material fiir den gesamten 
Maskengrundkorper oder aus verschiedenen Mater ialien, z.B. 
fiir den Mittelbereich und den Randbereich, bestehen kann und 
daft sie kostengunstig hergestellt und entsorgt werden kann. 



WO 99/43375 





PCT/EP99/01218 



3 



Die Erfindung wird im folgenden anhand bevorzugter 
Ausfiihrungsformen beispielhaft beschrieben. Die Zeichnungen 
zeigen in: 

Fig. 1 eine erste Aus fiihrungs form der erf indungsgemalien 



Fig. 2 eine Seitenansicht von Fig. 1; 

Fig. 3 eine zweite Ausf Uhrungsform der erf indungsgemalien 

Beatmungsmaske am Patienten in Vorderansicht; und 
Fig. 4 eine Seitenansicht von Fig. 3. 

Die in den Figuren 1 und 2 dargestellte Beatmungsmaske 2 
weist einen uber die Nase und/oder den Mund eines Patienten 
anlegbaren Maskengrundkorper 4 auf, der durch 
Befestigungsmittel 6 und 8, z.B. elastische Bander, am Kopf 
des Patienten befestigbar ist. Der Maskengrundkorper 4 
besteht vorzugsweise aus einem gut verformbaren Randbereich 3 
und einem im Vergleich zu diesem Randbereich 3 relativ 
steifen Mittelbereich 5. Der Maskengrundkorper 4 ist ferner, 
vorzugsweise im Mittelbereich 5, mit einem Beatmungsschlauch 
10 verbunden, der mit einer Beatmungsvorrichtung (nicht 
dargestellt) in Verbindung steht, urn dem Patienten 
Beatmungsluft zuzufuhren und/oder urn ausgeatmete Luft von ihm 
abzuf ahren. 

Der Maskengrundkorper 4, insbesondere der Randbereich 3 der 
Beatmungsmaske 2 besteht aus einem hautvertraglichen und 
leicht reinigbaren Material, vorzugsweise aus einem einzigen 
Material, insbesondere einem Kunststoff, wie z.B. Silikon 
oder Polyurethan, d.h. der Mittelbereich 5 und der 
Randbereich 3 bestehen vorzugsweise aus dem gleichen Material 
jedoch unterschiedlicher Festigkeit (Harte) und/oder 
Materialstarke . 



Beatmungsmaske am Patienten in Vorderansicht; 
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Die Beatmungsmaske 2 weist ferner eine den Maskengrundkorper 
4 bzw. den Randbereich 3 tragende Stiitzstruktur 12 auf, die 
innerhalb, aufterhalb oder im Maskengrundkorper 4 angeordnet 
sein kann. Die Stiitzstruktur 12 ist vorzugsweise, wie in 
Figuren 1 und 2 dargestellt, in Form eines Stiitzrahmens im 
Randbereich 3 der Beatmungsmaske 2 gebildet, kann jedoch auch 
in Form mehrerer Stiitzelemente oder einer Kombination von 
Stiitzrahmen und Stiitzelementen ausgebildet sein. Ferner ist 
es auch moglich anstelle des Stiitzrahmens oder zusatzlich 
dazu ein schalenf ormig ausgebildetes, d.h. dreidimensionales 
Stiitzelement (ohne Abbildung) vorzugsweise im Bereich der 
oder urn die Nase des Patienten vorzusehen. Dadurch wird die 
Stabilitat der erf indungsgemafien Beatmungsmaske, insbesondere 
die der Stiitzstruktur 12 weiter erhoht. 

Die Stiitzstruktur 12 besteht vorzugsweise aus einem Material, 
das bei relativ niedrigen Temperaturen, z.3. 70°C, wiederholt 
plastisch verformbar und bei der Gebrauchstemperatur, z.B. 
unterhalb 40°C, relativ steif ist und in diesem Zustand die 
Stiitzfunktion erfiillt. Geeignete Materialien fur die 
Stiitzstruktur sind z.B. 5i-, BiCd- sowie In-Legierungen, 
thermoverformbare Kunststoffe und/oder Wachse mit einem 
geeignet definierten Erweichungspunkt oder -bereich. So 
konnen z.B. durch geeignete Wahl der Zusammensetzung der 
Legierung, des Kunststoffes oder des Wachses die 
physikalischen Parameter, wie die Schmelztemperatur , der 
Erweichungsbereich und die mechanischen Eigenschaf ten, des 
Materials fur die Stiitzstruktur 12 eingestellt werden. 

Zur Anpassung der Beatmungsmaske 2 an die Gesichtsform eines 
Patienten wird der Maskengrundkorper 4 zusammen mit der 
Stiitzstruktur 12 bis mindestens zur zuvor erwahnten 
Grenztemperatur erwarmt, etwa durch Einlegen in geeignet 
erhitztes Wasserbad, so dali die Stiitzstruktur 12 ohne grofien 
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Kraftaufwand plastisch verformbar ist. Anschliefiend wird die 
Beatmungsmaske 2 vorzugsweise schneli abgekUhlt, so daft der 
Maskengrundkorper 4 eine fur den Patienten vertragliche 
Temperatur hat, wahrend die StUtzstruktur 12 weiterhin 
5 plastisch verformbar ist. Indem die Beatmungsmaske 2 nun am 
Gesicht des Patienten angelegt wird, kann die StUtzstruktur 
12 und der Randbereich 3 entsprechend der Gesichtsform 
angepaftt werden bzw. paftt sich automatisch an. Die 
Ummantelung der StUtzstruktur 12 ist so ausgebildet, daft die 

10 beim Verfestigen frei werdende Warme vorzugsweise vom 
Patienten weg geleitet wird, d.h. die StUtzstruktur 12 liegt 
bevorzugt nahe der vom Patienten wegweisenden Oberflache der 
Beatmungsmaske 2. Nachdem auch die StUtzstruktur 12 abgekUhlt 
ist, behalt auch der Randbereich 3 der Beatmungsmaske 2 die 

15 individuell an die Gesichtsform des Patienten angepaftte Form. 
Dieser Vorgang kann beliebig oft fur beliebige Gesichtsf ormen 
wiederholt werden. 

Eine zweite Ausf Uhrungsform der erf indungsgemaften 
20 Beatmungsmaske 2 ist in den Figuren 3 und 4 gezeigt. Diese 
Ausf uhrungsform entspricht im wesentlichen der vorstehend 
beschriebenen, wobei gleiche Elemente mit denselben 
Bezugszeichen versehen sind. 

25 Die in den Figuren 3 und 4 dargestellte Beatmungsmaske 2 
unterscheidet sich von der in Figuren 1 und 2 beschriebenen 
im wesentlichen dadurch, daft ferner Stutzstrukturen 17 fur 
Befestigungsstellen 13 der Bef estigungsmittel 6 und 8 
und/oder Stutzstrukturen 18 fUr eine Maskenf ixierungsstelle 

30 14 und/oder eine Beatmungsschlauchanschluftstelle 15 im 
Maskengrundkorper 4 vorgesehen sind, die im wesentlichen die 
gleichen Eigenschaf ten aufweisen, wie die zuvor beschriebene 
StUtzstruktur 12. Mit derartigen Stutzstrukturen fur die 
Bef estigungseinrichtungen 13, 14 und/oder 15 kann die Paftform 
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der Maske 2 weiter individuell fiir die Patienten verbessert 
werden . 



Vorzugsweise kann sich dazu der Maskengrundkorper 4 bis zur 
5 Maskenf ixierungsstelle 14 und/oder zumindest teilweise in 
Richtung der Bef estigungsmittel 8 erstrecken. Ferner kann an 
der Sttitzstruktur 18 ebenfalls ein Grundkorper entsprechend 
dem Maskengrundkorper vorgesehen sein, der mit dem 
Maskengrundkorper 4 verbunden ist. In diesen Fallen kann es 
10 vorteilhaft sein, an dem sich im Bereich der Sttitzstruktur 18 
erstrechkenden Abschnitt des Grundkorpers 4 

Bef estigungselemente 16 fiir das Bef estigungsmittel 8 
vorzusehen . 
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PatentansprUche 

1. Beatmungsmaske (2) mit einem Maskengrundkorper (4) , der an 
verschiedene Gesichtsformen flexibel anpaflbar ist und mit 
einer den Maskengrundkorper (4) tragenden Stutzstruktur 
(12, 17, 18), die oberhalb einer bestimmten Grenztemperatur 
wiederholt plastisch verformbar ist, um die Beatmungsmaske 

(2) an verschiedene Gesichtsformen wiederholt anzupassen. 

2. Beatmungsmaske (2) nach Anspruch 1, wobei der 
Maskengrundkorper (4) aus einem verformbaren Randbereich 

(3) und einem im Vergleich dazu steifen Mittelbereich (5) 
besteht und die Stutzstruktur (12) den Randbereich (3) 
tragt . 

3. Beatmungsmaske (2) nach Anspruch 1 oder 2, wobei sie ferner 
Befestigungsmittel (6, 8) zur Befestigung der Maske am 
Patienten und einen Beatmungsschlauch (10) zur 
Bereitstellung von Beatmungsluf t und/oder zum Abfiihren von 
ausgeatmeter Luft aufweist. 

4. Beatmungsmaske (2) nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
wobei zumindest der Randbereich (3) des Maskengrundkorpers 

(4) aus einem wiederholt verformbaren, hautvertraglichen 
und leicht reinigbaren Material besteht. 

5. Beatmungsmaske (2) nach Anspruch 4, wobei das Material 
Silikon oder Polyurethan ist. 

6. Beatmungsmaske (2) nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
wobei die Stutzstruktur (12) aus einer Metallegierung, 
einem thermoverf ormbaren Kunststoff und/oder einem Wachs 
gebildet ist. 
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7. 



Beatmungsmaske 



(2) 



nach 



Anspruch 



6, 



wobei 



die 



Metallegierung, eine Bi-, BiCd- oder In-Legierung ist. 

8. Beatmungsmaske (2) nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
wobei die Grenztemperatur vorzugsweise zwischen 40°C und 
120°C liegt. 

9. Beatmungsmaske (2) nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
wobei die Stutzstruktur (12) relativ nahe an einer vom 
Patienten wegweisenden Oberflache des Maskengrundkorpers 
(4) liegt, 

10. Beatmungsmaske (2) nach einem der Anspruche 3 bis 9, wobei 
der Maskengrundkorper (4) mindestens eine weitere 
Stutzstruktur (17) fur Bef estigungsstellen (13) der 
Befestigungsmittel (6, 8) und/oder mindestens eine weitere 
Stutzstruktur (18) an einer Maskenf ixierungsstelle (14) im 
Bereich der Stirn des Patienten und/oder an einer 
Beatmungsschlauchanschlulis telle (15) aufweist . 

11. Beatmungsmaske (2) nach Anspruch 10, wobei die mindestens 
eine weitere Stutzstruktur oberhalb einer bestimmten 
Temperatur wiederholt plastisch verformbar ist. 

12. Beatmungsmaske (2) nach einem der Anspruche 3 bis 10, wobei 
sich die Stutzstruktur (12) in den Bereich einer 
Maskenf ixierungsstelle (14) an der Stirn des Patienten 
und/oder den Bereich von Bef estigungsstellen (13) der 
Befestigungsmittel (6, 8) erstreckt. 



13. Beatmungsmaske (2) nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
wobei die Stutzstruktur (12) schalenf ormig ausgebildet ist. 
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14. Beatmungsmaske (2) nach Anspruch 13, wobei die 
schalenformige Ausbildung im Bereich urn die Nase des 
Patienten vorgesehen ist. 
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A. KLASS1F1ZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENST ANDES 

IPK 6 A61M16/06 



Nach der Internationaien Patentklassifikation (IPK) odsr nach der nattonalen Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEB1ETE 



Recherchterter Mindestpriilstori (Klassifikationssystem und Klassifikattonssymbole ) 

IPK 6 A61M 



Recherchierte aber nicht zum Mindestpriifstoff gehdrende Verdffentlichungen, eoweit diese unter die recherchisrten Gebiete fallen 



Wahrend der internationaien Recherche konsultlerte etektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 
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Kategorie 0 Bezeichnung der Verdffentllchung, sowert eriorderiich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



OE 195 48 380 A (MAHLO HANS WOLFGANG DR) 
4. Juli 1996 

siehe Spalte 1, Zeile 3 - Zeile 9 

siehe Seite 1, Zeile 38 - Zeile 48 

siehe Spalte 1, Zeile 61 - Spalte 2, Zeile 

15 

siehe Spalte 2, Zeile 30 - Spalte 3, Zeile 
28 

siehe Abbildungen 1-4 

FR 522 485 A (DUMAS JOSEPH A) 
30. Juli 1921 

siehe Seite 1, Zeile 1 - Zeile 5 

siehe Seite 1, Zeile 46 - Seite 2, Zeile 

56 

siehe Abbildungen 1,2 
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13,14 
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Weitere Verdffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
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Siehe Anhang Patentfamilie 



0 Besondere Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen 

•A" Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert. 
abermcht als besonders bedeutsam anzusehen 1st 

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationaien 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

r L" Veroffentlichung. die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifethaft er- 
scheinen zu lassen. oder durch die das Veroffentlichungsdatum etner 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
so!) oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

n O ' Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Often barung, 

erne Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht 
"P" Veroffentlichung, die vor dem internationaien Anmeldedatum. aber nach 
dem beanspmchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



T" Spate re Veroffentlichung, die nach dem internationaien Anmeldedatum 
oder dem Priontatsdatum veroffentlicht worden ist und mlt der 
Anmeldung nicht kollidiert. sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

'X a Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderi8cher Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"Y* Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht a!s auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Verdffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur ernen Fachmann naheliegend id 

■&° Veroffentlichung, die Mitglicd derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der internationaien Recherche 



11. Juni 1999 



Absendedatum dos internationaien Recherchenbcrichta 



22/06/1999 



Name und Po3tanschrift der Internationaien RecherchenbehbrOe 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
ML - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (4OJ-70) 340-3016 



BevolLmachtigier Bediensteter 



Lakkis, A 



Fonrtotatt PCT/ISA/210 (Biart 2) (Jul; 1992) 



males Aktenzelchen 

F/EP 99/01218 



C.{Fortsettung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UMTERLAGEN 



Kategone 0 Bezexhnung dsr Verdffentlichung, gowe:1 ertcrderlich unter Angabe der in Bctracht kcmmencten Tale 



Bstr. Anspruch Nr. 



US 4 201 205 A (BARTHOLOMEW VICTOR L) 
6. Mai 1980 

siehe Spalte 2, Zeile 28 - Zeile 68 
siehe Abbildung 1 

EP 0 462 701 A (UNIV SYDNEY) 

27. Dezember 1991 

siehe Spalte 1, Zeile 1 - Zeile 3 

siehe Spalte 4, Zeile 25 - Zeile 38 

siehe Spalte 4, Zeile 52 - Spalte 5, Zeile 

38 

siehe Spalte 5, Zeile 50 - Spalte 6, Zeile 
13 

siehe Abbildungen 2,5,8C 

WO 96 28207 A (ASSIST PUBL HOPITAUX DE 
PARIS ; VANDENBROUCQUE GERARD (FR)) 
19. September 1996 
siehe Seite 1, Zeile 1 - Zeile 2 
siehe Seite 10, Zeile 3 - Zeile 11 
siehe Seite 11, Zeile 27 - Zeile 34 
siehe Seite 13, Zeile 19 - Zeile 22 
siehe Seite 15, Zeile 6 - Seite 19, Zeile 
3 

siehe Anspruch 17; Abbildung 1 

GB 1 315 893 A (WESTERN ELECTRIC CO) 
2. Mai 1973 

siehe Seite 1, Zeile 59 - Seite 2, Zeile 
40 

siehe Seite 5, Zeile 21 - Zeile 28; 
Tabelle 1 



1,3,4,6, 
8,9 



1-4, 
10-12 



3,4,6,8, 
13,14 



1 



Forrcbiati FCIVISAeiO (Fonoemmg von Bton 2) (Juli 1 KK>) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBER1CJH1 

Angaben zu Veroffent!:chun^p^ zur selben Patentfaniils gehoren 



• 



".ales Aktenze:chcn 

/EP 99/01218 



lm Recherchenbericht 
angefuhrtes Patentdokument 



Datum der 
Veroffentlichung 



Mitglied(er) der 
Patentfamilie 



Datum der 
Veroffentlichung 



DE 1954o3ol) 


A 

A 


A/1— H7_1 OQA 


Ut 


0/19AQ/11 II 


99 AO 1QQC 


FR 5Z24ob 


A 

A 


9A 07 — 1091 








US 4201205 


A 


06-05-1980 


KEINE 






rft r\ a c o*7Al 

EP 0462701 


A 

A 


97 19 1 AA1 


AU 


CA'OAAA D 

643994 B 


AO 1 O 1 A AO 

02-12-1993 








AU 


77 1 1 AA 1 A 

7711091 A 


O 1 11 1 AA 1 

21-11-1991 








At" 

DE 


CA1ACOOA A 

69105829 D 


rt£ Al 1 ftftC 

26-01-1995 








ES 


o r\c O C AO T 

2068508 T 


i r a a i a a C 

16-04-1995 








us 


OA OAT 1 A 

5243971 A 


14-09-1993 


W0 9628207 


A 


19-09-1996 


FR 


2731624 A 


20-09-1996 








A 1 1 

AU 


ri i aaa c a 

5113096 A 


no i a i aa^ 

02-10-1996 








a a 

CA 


Ol a ~? a i a A 

2187318 A 


19-09-1996 








EP 


0759792 A 


05-03-1997 








JP 


10500349 T 


1 O A 1 1 A A O 

13-01-1998 








MA 

NO 


AC AO A *7 A 

964847 A 


IP 11 1 A A 

15-11-1996 


t*T\ 1 A 1 P Art O 

GB 1315893 


A 

A 


AO AC 1 071 

02-05-1973 


BE 


761899 A 


Al A "7 1 A "7 1 

01-07-1971 








A i 1 

CH 


r C A A O A A 

564384 A 


11 A"7 *l A T H 

31-07-1975 








DE 


2102851 A 


12-08-1971 








FR 


2077329 A 


22-10-1971 








JP 


51009321 B 


26-03-1976 








NL 


7100759 A 


28-07-1971 








SE 


385791 B 


26-07-1976 








US 


3649375 A 


14-03-1972 



Fonrtb^tt KnYtSA/210 fAnhanq Patonttam-IwNJu:; 1992) 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

^ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



